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(57) Abstract: The invention relates to a grid image 
consisting of one or several grid fields which respec- 
tively contain a grid pattern which influences electro- 
magnetic radiation and which consists of a plurality of 
dashed grid lines. The dashed grid lines are charac- 
■■ terized by the following parameters: orientation, cur- 

^^^^ vature, distance and profile. According to the inven- 

tion, a grid field (30) of said grid image, which can 
be recognized separately with the naked eye.contains 
a grid pattern which influences electromagnetic radia- 
tion and which is provided with dashed grid lines (32) 

for which at least one of the parameters (orientation, 

curvature, distance and profile) can vary (34) over the 
— — - surface of the grid field. 

(57) Zusammenfassung: Die Erilndung betrifft ein 
Gitterbild mit einem oder mehreren Gitterfeldem, 
die jeweils ein elektromagnetische Strahlung 
— - becinflussendes Gittermustcr aus ciner Vielzahl von 

Strichgitterlinien enthalten, wobei die Strichgitterli- 
nien durch die Parameter Orientierung, Kriimmung, 
Beabstandung und Profilierung charakterisiert sind. 
Erfindungsgemass enthalt ein mit blossem Auge separat erkennbares Gitterfeld (30) des Gitterbilds ein elektromagnetische 
Strahlung beeinflusscndcs Gittermuster mit Strichgitterlinien (32), fur die zumindest ciner der charaktcristischen Parameter 
Orientierung, Kriimmung, Beabstandung und Profilierung iiber der Flache des Gitterfelds variiert (34). 
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